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Poligrafische Negative und
' Diapositive
Die Anweisungen fur die
Andwendung der Kontrol-
istreifen

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wytycz-
" ne stosowania wzorcéw kontrolnych dla sprawdzania
jako$ci negatywoéw i diapozytywow.

2. Nazwy i okreslenia — wg BN-73/7401-07, BN-72/
7401-09, BN-72/7401-10, BN-75/7401-14.

3. Wzorce kontrolne — wg BN-80/7402-04.

4. Wytyczne stosowania. Negatywy i diapozytywy po-
winny zawiera¢ reprodukcj wzorcéw kontrolnych
zgodnie z wytycznymi podanymi w tabeli. Wyjatek

stanowig negatywy i diapozytywy dla III klasy- dru-
kéw, dla ktérych dopuszcza sie ocene wizualng na
podstawie rysunku. Sprawdzanie spelnienia przez ne-
gatywy 1 diapozytywy wymagan technologicznych —
wg BN-83/7431-02.12 i BN-83/7431-02.15 oraz wg ma-
terialu informacyjno-instruktazowego Metody retuszu
fotrograficznego, opracowanego przez Zenona Renke
1 wydanego przez Os$rodek Badawczo--Rozwojowy Prze-
myshu Poligraficznego w 1978 r.

. Symbol
Po-| Rodzaj negaty- 'Matenal, . | Przeznaczenie negatywu lub diapozyty-| wzorca')
zy- | wu lub diapo- kidrego uzyska wu | technika, w ktorej znajduje wg Przeznaczenie reprodukcji wzorca
. no negatyw lubj .
cja zytywu e, zastosowarnie BN-80/
7402-04
1 2 3 4 5 6
01 Negatyw Oryginat kopiowanie w celu uzyskania formy 1111 do densytometrycznego oznaczania ggstosci
jednotonalny | jednotonalny drukowe;j: optycznej obu pol wzorca w celu okreslenia
nieprzezro- a) typograficznej przydatnosci negatywu do kopiowania, w
czysty b) offsetowej (kopia negatywowa) szczegbinoscei jezeli elementy rysunku sg tak
c) $wiattodrukowe] male, 7e uniemozliwiaja wykonanie pomia-
ru densytometrycznego; gesto$¢ optyczng
rozpatrywanego pola wzorca nalezy po-
roOwnac z ggstoscig optyczng elementow ry-
sunku
02 Kopiowanie w celu uzyskania diapo- 1111 jak w poz. 0l
zytywu jednotonalnego:
a) offsetowego
b) wkig¢stodrukowego
03 Oryginal jak w poz. 01 1211 pordwnawczy pomiar densytometryczny
jednotonalny (1212) pdl skrajnych wzorca umozliwiajacy ustale-
- 5, przezroczysty nie gestodci optycznej negatywu; wzorzec
1212 stosowaé¢ w przypadku oryginatéw o
niskiej gg¢stosci optycznej
04 jak w poz. 02 1211 jak w poz. 03

Zgtoszona przez O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu Poligraficznego dnia 15 sierpnia 1983 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1985 r. -
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1983 poz. 32)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1984,
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cd. tabeli
. Symbol
Po- | Rodzaj negaty- Kt (:_i ;gt(e)rl:i;rsia- Przeznaczenie negatywu lub diapozy- | wzorca') . )
zy- | wu lub diapo- .tywu i technika, w ktérej znajduje wg Przeznaczenie reprodukcji wzorca
N no negatyw lub \
cja zytywu diapozytyw zastosowanie BN-80/
7402-04
1 2 3 4 5 6
05 Negatyw Oryginal kopiowanie w celu otrzymania formy 1114 do densytometrycznego oznaczania gestosci
wielotonalny wielotonalny $wiatlodrukowej (1113) optycznej wszystkich pdl wzorca w celu wy-
nieprzezro- kreslenia krzywej reprodukcji (przeniesie-
czysty nia tonéw) lub pomiaru pdl wybranych w
przypadku zestawu negatywdow na formach
kombinowanych
06 wykonanie diapozytywu wielotonal- 113 do densytometrycznego oznaczania ggstosci
nego wklgstodrukowego (1114) optycznej wszystkich pol wzorca przy pro-
gramowaniu lub pél wybranych (odpowied-
nio do stosowanej metody kontroli) przy
pracach typowych
07 wykonanie diapozytywu 112 oznaczanie ggstosci optycznej na podstawie
rastrowanego (1114) pomiaru densytometrycznego pél wzorca;
offsetowego w zasadzie wzorzec 1112 stosuje si¢ do kon-
_ troli tréjpolowej przeniesienia tonéw, a
wzorzec 1114 — do precyzyjnych prac przy
programowaniu
08 Oryginat kopiowanie w celu otrzymania formy 1214 jak w poz. 05
wielotonalny swiatlodrukowej (1213)
przezroczysty
achroma- )
tyczny . )
09 - wykonanie diapozytywu wielotonal- 1213 jak w poz. 06
nego wklgstodrukowego (1214)
10 wykonanie diapozytywu rastrowa- 1211 jak w poz. 07
nego: 1213 '
a) offsetowego
b) wklgstodrukowego powierzchnio-
wo zmiennego (autotypijnego)
11 Oryginat maskowanie w styku z materialem 112 do densytometrycznego oznaczania ggstosci
wielotonalny $wiattoczutym do wszystkich technik 1113 optycznej wszystkich pél lub pél wybranych
(lub jedno- 1114 § na wzorcu dostosowanym do uzytej metody
tonainy) nie- +2111 maskowania (Verimask, Gevamask, No-
przezroczysty emask itd.); ocena wynikéw oznaczania i
kolorowy - korygowanie uzyskanego negatywu wg
instrukcji producenta materiatu maski
12 Komplet ne- wykonanie kompletu diapozytywow 1113 do densytometrycznego oznaczania gestosci
gatywow wie- wielotonalnych wkigstodrukowych +2111 optycznej wszystkich pdl wzorca 1113 przy
lotonalnych programowaniu lub pdl wybranych w przy-
(wyciagow) padku prac typowych; ocena stopnia korek-
i cji barw wizualnych lub na podstawie po-
miaru densytometrycznego na polach wzor-
_ca 2111 .
13 kopiowanie w celu uzyskania kom- 1114 | jak w poz. 05
pletu form s$wiattodrukowych +2111 oraz ocepa stopnia korekeji barw na polach
wzorca 2111
14 wykonanie kompletu diapozytywdéw 1112 do densytometrycznego oznaczania gestosci
rastrowanych: 5 (1114) optycznej trzech pdél wzorca 1112 dla kon-
a) offsetowych, - .. +2111 troli przeniesienia tonéw oraz zachowania
b) wkligstodrukowych powierzehnio- rdwnowagi barw; ocena uzyskanego stopnia
wo zmiennyth (autotypijnych) - korekcji barw na wzorcu 2111; przy progra-
: mowaniu nalezy stosowaé¢ wzorzec 1114
15 Negatyw Oryginal maskowanie w styku z oryginatem 1211 do densytometrycznego oznaczania gestosci
wielotonalny wielotonalny do wszystkich technik 1213 optycznej wszystkich pol wzorca 1214 przy
przezroczysty 1214 programowaniu lub p6l wybranych (wzo-
kolorowy +2211 rzec 1211 albo 1213) przy pracach typo-

wych, odpowiednio do stosowanej metody




~ BN-83/7431-02.02

go w styku:

a) offsetowego

b) wklgstodrukowego powierzchnio-
wo zmiennego (autotypijnego)

cd. tabeli
: Materiat, z . 3 Symmbal
Po- | Rodzaj negaty- T Przeznaczenie negatywu lub diapozy-|{ wzorcal)
zy- { wu lub diapo- g ¥ tywu i technika, w ktérej znajduje wg Przeznaczenie reprodukcji wzorca
: no negatyw lub ;
cja zZytywu dinpomsbe zastosowanie BN-80/
7402-04
1 2 3 4 5 6
maskowania (Verimask, Gevamask, Ne-
- omask itd.); ocena wynikow oznaczania i
korygowanie uzyskanego negatywu wg ins-
strukcji producenta materiatu maski; wzo-
rzec 2211 stuzy do kontroli korekcji barw
(w dalszym etapie procesu reprodukcyjnego)
16 Komplet ne- kopiowanie ‘'w celu uzyskania kom- 1214 | jak w poz. 13
gatywow wie- pletu form swiatlodrukowych +2211 ‘
lotonalnych
17 wykonanie kompletu diapozytywow 1214 densytometryczne oznaczanie ggstosci op-
wielotonalnych wklgstodrukowych (1213) | tycznej wszystkich p6l wzorca 1214 (1213)
+2211 przy programowaniu oraz przy Kkontroli
kompresji tonéw ewentualnie stopnia od-
szarzania konkretnego oryginatu; kontrola
rébwnowagi barw; pomiar pdl wybranych
przy pracach typowych ocena wizualna lub
densytometryczna stopnia korekcji barw na
polach wzorca 2211
18 wykonanie kompletu diapozytywéw 1214 jak w poz. 14
rastrowanych: (1213) | z odpowiednia zamiang wzorcéw
a) offsetowych 1211 1211 zamiast-1112
b) wkigstodrukowych powierzchnio- +2211 1214 (1213) zamiast 1114
wo zmiennych (autotypijnych) 2211 zamiast 2111
19 Negatyw Oryginat kopiowanie w celu uzyskania formy 1113 densytometryczne’) oznaczanie gestosci ras-
rastrowany wielotonalny drukowej (kliszy) typograficznej 1112 trowej wszystkich p6l wzorca 1113 przy
nieprzezro- programowaniu, obserwacja punktéw pol
czysty wzorca 1113 przy trawieniu wielostopnio-
acliromatycz- wym prac typowych; obserwacj: punktow
ny pol wzorca 1112 pizy trawiciiu jedndstop-
niowym prac typowych
20 wykonanie diapozytywu rastrowane- 1112 densytometryczne®). oznaczanie gestosci ras-
go W styku; trowej (ewentualnie ocena wizualna) pél
a) offsetowego wzorca «do kontroli przeniesienia tonéw
\ | ) wklestodrukowego powierzchnio- oryginatu
wo zmiennego (autotypijnego)
21 wykonanie diapozytywu rastrowane- 1113 densytometryczne®) oznaczanie gestosci ras-
go w projekcji (gigantografia): (1114) | trowej (ewentualnie ocena wizuaina) pél
a) offsetowego +1221n | wzorca do kontroli przeniesicnia tonow:
b) wklestodrukowego powierzchnio- kontrola budowy punktéw rastrowych pro-
wo zmiennego (autotypijnego) jekcji (lacznie z 1221)
22 kopiowanie w celu uzyskania formy 1112 jak w poz. 20
3 drukowej (kopia negatywowa): oraz kontrola przeniesienia tonéw z formy
' a) offsetowej kopiowej na form¢ drukowa
b) wklgstodrukowej powierzchniowo
zmiennej - (autotypijnej)
23 Oryginat kopiowanie w celu uzyskania formy 1213 jak w poz. 19
wielotonalny drukowej (kliszy) typograficznej 121t
przezroczysty '
achroma-
tyezny
24 wykonanie diapozytywu rastrowane- 1211 jak w poz. 20
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cd. tabeli
. Symbol
Po- |Rodzaj negaty- Matcivil, = Przeznaczenie negatywu lub diapozy- | wzorca')
] negaty gaty pozy
zy- |wu lub diapo- kidrego uzyskae tywu i technika, w ktdrej znajduje wg Przeznaczenie reprodukcji wzorca
A no negatyw lub . 1
cja zytywu GRpOEYEyW zastosowanie BN-80/
7402-04
1 2 3 4 5 6
25 wykonanie diapozytywu rastrowane- 1213 jak w poz. 21 -
go w projekcji (gigantografia): +1221n
a) offsetowego
b) wklgstodrukowego powierzchnio-
wo zmiennego (autotypijnego)
26 Komplet ne- Oryginal wie- | kopiowanie w celu uzyskania kom- 1113 jak w poz. 19
gatywoOw ra- lotonalny pletu form drukowych typograficz- 1112 | oraz ocena stopnia korekcji barw na polach
strowanych (lub. jedno- | nych (klisz) do reprodukcji wielo- | +2111 wzorca 2111
(wyciagdw) tonalny) nie- | barwnej -
przezroczysty
. kolorowy a :
27 kopiowanie w celu uzyskania kom. 1114 jak w poz. 22
pletu form drukowych do reprodukcji 1112 oraz kontrola przeniesienia tonéw- 2 formy
wielobarwnej (kopie negatywowe): + 2111 | kopiowej na forme drukowg
a) offsetowe;j H+ 1222 n
b) wklestodrukowej powierzchniowo [ 3211 n
* zmiennej (autotypijnej) ’
28 ; ’ wykonanie kompletu diapozytywéw 1114 | densytometryczne®) oznaczanie gestosci ras-
rastrowanych w styku do reprodukcji 1112 | trowej p6l wzorca 1114 przy programowa-
wielobarwnej: +211 niu, wzglednie pél wzorca 1112 pracach ty-
a) offsetowej powych; interpretacja wynikéw wg wybra-
b) wklgstodrukowej powierzchniowo nej metody (np. Tonindex, AMB itd.); kon-
zmiennej (autotypijnej) trola kompresji tonéw wymaganej do kon-
kretnego oryginatu, stopnia odszarzania
oraz réwnowagi barw; ocena wizualna lub
densytometryczna stopnia korekcji barw na
polach wzorca 2111
29 | wykonanie kompletu diapozytywéw 1114 jak w poz. 21
rastrowanych w projekcji (giganto- +2111 i jak w poz. 14
grafia) do reprodukcji wielobarwnej: | +1221n
a) offsetowej
b) wkligslodrukowej powierzchniowo
zmiennej (autotypijnej)
30 Oryginal wie- | kopiowanie w celu uzyskania kom- 1213 jak w poz. 26
' lotonalny pletu form drukowych typograficz- 1211
przezroczysty | nych (klisz) do reprodukcji wielo- +2211
kolorowy barwnej
31 kopiowanie w celu uzyskania kom- 1214 jak w poz. 27
pletu form drukowych do reproduk- 1211
cji wiclobarwnej (kopie negatywowe):| +2211
a) offsetowej +1222n
b) wklestodrukowej powierzchnio- [ 3211 n
wo-zmiennej (autotypijne;j)
32 _ wykonanie kompletu diapozytywéw 1214 jak w poz. 28
rastrowanych w styku, do reproduk- 1211
cji wielobarwnej: +2211
a) offsetowej
b) wklestodrukowej powierzchniowo
zmiennej (autotypijnej) \
- 33 wykonanie kompletu diapozytywéw 1214 jak w poz. 29
) rastrowanych w projekcji (giganto- +2211
grafia), do reprodukcji wielobarwnej: [+1221 n g
a) offsetowej
b) wklgstodrukowej powierzchniowo
zmiennej (autotypijnej)
34 Diapozytyw Negatyw kopiowanie w celu otrzymania formy 1111 uzycie wzorca znajdujgcego si¢ juz na nega-
jednetonalny | jednotonalny | drukowe;j: tywie, jak w poz. 01 .
a) offsetowej
b) wklgstodrukowej powierzchniowo
zmiennej (autotypijnej)
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cd. tabeli
" . _ Symbol

Po- |Rodzaj negaty- Kt é\: :gl;":;;sia- Przeznaczenie negatywu lub diapozy-| wzorca')

zy- [wu lub diapo- 56 Segasiw Txib tywu i technika, w ktdrej znajduje wg ~  Przeznaczenie reprodukcji wzorca

cja zytywu diapo;ytyw zastosowanie BN-80/

7402-04

R 2 3 4 5 6

35 Oryginat jak w poz. 34 1111 jak w poz. 01
jednotonalny
nieprzezro-
czysty (blona
lub obrébka
odwracalna)

36 Oryginat jak w poz. 34 1211 pomiar densytometryczny lub kontrola wi-
jednotonalny (1212) | zualna pét skrajnych jak w poz. 03
przezroczysty
(blona 1ub
obrébka od-
wracalna)

37 Diapozytyw Negatyw wie- | kopiowanie w celu otrzymania formy 1113 densytometryczne oznaczanie ggstosci op-

wiclotonalny lotonalny wklgstodrukowej tub tycznej p6l wzorcdw znajdujacych si¢ na ne-
1213 gatywie 1 na diapozytywie, wykreslenie
krzywych reprodukcji (przeniesienia tonéw)
wykorzystywanych przy programowaniu i
do prac typowych

38 Oryginal kopiowanie w celu otrzymania formy <1113 densytometryczne oznaczanie gestoSci op-
wielotonalny wklgstodrukowej (1114) | tycznej (D) pol wzorca, wykreslenie krzywej
przezroczysty reprodukcji przeniesienia tonéw (D orygina-
do techniki tu = f/D diapozytywu) do programowania,
skanerowej?) lub pomiar pél wybranych i poréwnanie z

wielko§ciami wymaganymi do prac typo-
_wych

39 Oryginal wie- jak w poz. 38 1214 jak w poz. 38
lotonalny - (1213)
przezroczysty
do techniki =
skanerowej?)

40 Negatyw wie- jak w poz. 37 1214n jak w poz. 37
iotonalny
autorski :

41 Komplet dia- | Komplet ne- kopiowanie w celu otrzymania kom- 1214 densytometryczne oznaczanie ggstosci ©p- 5

pozytywdw gatywow wie- | pletu form wklgstodrukowych do re- (1213) | tycznej pdl wzorcébw znajdujacvch si¢ na  §

wielotonal- lotonalnych produkcji barwne;j +2211 negatywach i na diapozyiywach iwg poz. 17)

nych (wyciggoéw) : z wykorzystaniem jak w poz. 37, wraz
oceng przeniesienia tondéw i korekeyi barw

42 Oryginat nie- | kopiowanie w celu otrzymania kom- 113 jak w poz. 38
przezroczysty | pletu form wklgstodrukowych do +2111 " i w poz. 37
barwny do reprodukcji wielobarwne;j
techniki ska- -
nerowe;?) .

43 Oryginat jak w poz. 42 1214 jak w poz. 42 .
przezroczysty - (1213) i
barwny do +2211 ;
techniki ska- i
nerowej?) )

4 Diapozytyw Negatyw wie- | kopiowanie w celu otrzymania formy 1211 densytometryczne®) oznaczanie ggstosci op-

- rastrowany lotonalny lub | drukowe;j: lub tycznej pél wzorca i poréwnanie z wiclkos- -
' autorski a) offsetowe;j, 1213n ciami wymaganymi w progr;mowaniu !
b) wklgstodrukowej powierzchniowo i
N zmiennej (autotypijnej) !
45 Komplet dia- | Komplet ne- kopiowanie w celu otrzymania kom- 1112 jak w poz. 44, w poz. 17 i w por.ié '
pozytywow gatywéw wie- | pletu form drukowych do reprodukcji|] (1114)
rastrowanych | lotonalnych wielobarwne;j: +2111

(wyciagéw)

a) offsetowej, "

oy avaras
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cd. tabeli
) Materiat, z . Symbsol
Po- | Rodzaj negaty- krtego uz;rska- Przeznaczenie negatywu lub diapozy- | wzorca?) ) )
zy- | wu lub diapo- tywu i technika, w ktorej znajduje wg Przeznaczenie reprodukcji wzorca
cja zytywu no flegatyw lub zastosowanie BN-80/
diapozytyw 7402-04
I 2 3 4 5 6
b) wklgstodrukowej powierzchniowo
zmiennej (autotypijnej)
46 Diapozytyw Negatyw ra- jak w poz. 44 1113 jak w poz. 44
A rastrowany strowany 1112
lub
1211
47 | Komplet Komplet ne- jak w poz. 45 1114 jak w poz. 45
diapozyty- gatywow ra- 1112
wOw rastro- strowanych +2111
wanych (wyciagbw lub
bezposred- 1214
nich) 1211
+2211
48 Diapozytyw Oryginal wie- jak w poz. 4 1112 jak w poz. 44
rastrowany lotonalny
nieprzezro-
czysty do
techniki
skanerowej?)
49 Oryginat wie- jak w poz. 44 1211 jak w poz. 44
lotonalny
przezroczysty
do techniki
skanerowej?)
50 Komplet Oryginat nie- | kopiowanie w celu otrzymania kom- 1114 jak w poz, 45
diapozyty- przezroczysty | pletu form drukowych do reproduk- 1112
wOw rastro- barwny de cji wielobarwnej: -+2111
wanych techniki ska-
nerowej?) a) offsetowej R )
b) wklestodrukowej powierzchniowo
zmiennej (autotypijne;j)
51 Oryginal jak w poz. 50 1214 jak w poz. 45
przezroczysty 1211
barwny do +2211
techniki ska-
nerowej?) -

') W procesie fotoreprodukcyjnym wzorzec nalezy taczyé z oryginatem, poza przypadkami gdy przy symbolu wzorca podano indeks n
oznaczajacy, ze wzorzec nalezy laczyé z negatywem, znak plus (+) przed symbolem wzorca oznacza, ze wzorzec nalezy umieéci¢ obok
innego wzorca podanego w tej samej rubryce przed nim lub jezeli w rubryce wystgpuje kilka wzorcéw to obok jednego z nich; symbol
wzorca podany w nawiasic $wiadczy 0 tym, Zze wzorzec nalezy stosowal zastgpczo, w przypadkach gdy reprodukowany oryginat ma
szczeg6lny (zwickszony Iub zmniejszony) zakres gestosci optyczne;.

%) Wzorce podane w tabeli nalezy stosowaé w technice skanerowej, w przypadku gdy brak jest skal oryginalnych (wzorcéw barwni-
kowych, bezsrebrowych, bezziarnistych). )

*) Do prac o duzym stopniu dokladnosci reprodukeji (I klasa drukéw wg PN-82/P-55016) zaleca sig, szczegblnie dla jasnych tonéw
negatywu lub diapozytywu, zastgpienie pomiaru densytometrycznego i posredniego okreflenia pokrycia rastrowego (z tabeli) przez.
ustalenie bezpoSrednie mikroskopem pomiarowym lub planimetrycznie.
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Informacje dodatkowe



Informacje dodatkowe do BN-83/7431-02.02

~J

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca morm¢ — O$rodek Badawczo-Rozwo-

jowy Przemystu Poligraficznego, Warszawa.
2. Normy i dokumenty -zwigzane

PN-82/P-55016 Odbitki drukarskie i druki. Wymagania podstawowe
i badania

BN-73/7401-07 Podstawowe techniki drukowania. Wykonanie formy
kopiowej. Nazwy i okreslenia

BN-72/7401-09 Technika drukowania wklgstego., Wykonanie formy
drukowej. Nazwy i1 okreslenia

BN-72/7401-10 Technika drukowania plaskiego. Wykonanie formy
drukowe). Nazwy i okre$lenia '

BN-75/7401-14 Fotografia reprodukcyjna w poligrafii. Stownictwo

BN-80/7402-04 Wzorce kontrolne dla reprodukeji poligraficznej.
Podziat i charakterystyka techniczna

BN-83/7431-02.12 Negatywy i diapozytywy poligraficzne. Charakte-
rystyka uzytkowo-jakoSciowa negatywow i diapozytywéw chemi-
graficznych i offsetowych do kopiowania

BN-83/7431-02.15 Negatywy 1 diapozytywy poligraficzne. Charakte-
rystyka uzytkowo-jakosciowa diapozytywow wklestodrukowych
nierastrowanych do kopiowania

Z. Renke: Materialy informacyjno-instruktazowe. Metody retuszu fo-

tomechanicznego. Warszawa: Branzowy Osrodek Informacji Nauko-

wo-Technicznej i Ekonomicznej OBRPP 1978
3. Autorzy projektu normy — inz. Jozef Bester, mgr Ryszard

Godlewski i mgr inz. Jadwiga Muzyczek.



